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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Aparatura procesowa

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Technologie obiegu zamknietego 2/3

Studia w zakresie (specjalnosg) Profil studiow

- ogdlnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
pierwszego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc

stacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)

30 0 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

0 0

Liczba punktow ECTS

3

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:
dr inz. Piotr Wesotowski Wydziat Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inzynierii Chemicznej
e-mail: piotr.wesolowski@put.poznan.pl

telefon: +48 61 665 37 60

Zaktad Inzynierii Procesowej
60-965 Poznan, ul. Berdychowo 4, 116B

Wymagania wstepne

Wiedza: Student posiada podstawowg wiedze z zakresu: matematyki, fizyki, chemii oraz technologii
informacyjnych i grafiki inzynierskiej, zdobytg na zajeciach w semestrach 1 i 2 na kierunku Technologie
Obiegu Zamknietego, umozliwiajgcg zrozumienie zasad projektowania aparatury procesowej oraz
budowy dokumentac;ji technicznej.

Umiejetnosci: Student potrafi zdobywac i uzupetniaé wiadomosci dotyczgce budowy i dziatania
aparatury procesowej z podrecznikow akademickich, opracowan naukowych i sieci internetowe;.
Posiada umiejetnos¢ samoksztatcenia, potrafi pracowac indywidualnie i w zespole. Umie sporzgdzac
rysunki techniczne aparatow i ich czesci oraz zna podstawowe zasady budowy dokumentac;ji technicznej.

Kompetencje spoteczne: Student rozumie koniecznos¢ nieustannego podnoszenia swoich umiejetnosci
oraz potrzebe wzbogacania zdobywanej w toku studidw wiedzy. Posiada Swiadomos¢ odpowiedzialnosci
ponoszonej za zadania realizowane zespoftowo.
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Cel przedmiotu
Uzyskanie wiedzy z zakresu znajomosci aparatury stosowanej podczas realizacji réznych proceséw
jednostkowych prowadzonych w przemysle chemicznym i innych przemystach pokrewnych.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza

1. Student posiadt wiedze o surowcach, produktach i procesach stosowanych w technologiach obiegu
zamknietego (K_W10).

2. Student ma podstawowaq wiedze o cyklu zycia produktdw, urzadzen i instalacji stosowanych

w technologiach obiegu zamknietego (K_W12).

3. Student zna metody i zasady graficznego zapisu konstrukcji (K_W19).

4. Student zna nazewnictwo, budowe oraz zasade dziatania elementéw konstrukcyjnych maszyn

i urzadzen mechanicznych (K_W20).

Umiejetnosci

1. Student potrafi planowad i organizowac prace indywidualng oraz w zespole (K_U08).

2. Student dobiera metody kontroli przebiegu proceséw i oceny jakosci surowcdw, produktéw
i odpadow (K_U10).

3. Student umie czytac i wykonywac rysunki techniczne oraz schematy technologiczne (K_U18).

Kompetencje spoteczne

1. Student wykazuje samodzielnos¢ i inwencje w pracy indywidualnej, jak i efektywnie wspoétdziata

w zespole, petnigc w nim rdzne role; obiektywnie ocenia efekty pracy wiasnej i cztonkdéw zespotu
(K_K02).

2. Student ma $wiadomos¢ negatywnego wptywu dziatalnosci cztowieka na stan srodowiska i czynnie
przeciwdziata jego degradacji (K_K10).

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny

Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:
Biezaca kontrola aktywnosci.

Egzamin pisemny.

Tresci programowe

Wyktad prowadzony réwnolegle z zajeciami projektowymi ukierunkowany na nabycie umiejetnosci
wykonywania dokumentacji technicznej projektowanej aparatury procesowej. Studenci majg mozliwosé
wyboru alternatywnego projektu.

Podczas wyktadu dokonywany jest szeroki przeglad réznorodnych rozwigzan konstrukcyjnych aparatury
umozliwiajgcej realizacje proceséw wymiany: pedu, ciepta i masy w technologiach obiegu zamknietego.

Metody dydaktyczne
1. Udziat w wykfadzie.

2. Udziat w konsultacjach.
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3. Egzamin pisemny.
Literatura

Podstawowa
1. Wesotowski P., Borowski J.: Aparatura chemiczna i procesowa. I. Wymienniki ciepta i masy,
Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Skrypty, Poznan 2002.

2. Wesotowski P., Szaferski W., Borowski J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Il. Mieszalniki
i separatory, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Skrypty, Poznan 2003.

Uzupetniajaca
1. Btasinski H., Mtodzifski B.: Aparatura przemystu chemicznego, WNT, Warszawa 1976.

2. Pikon J.: Aparatura chemiczna, t. I, II, Ill. SUPS w Gliwicach, Gliwice 1972/73.
3. Pikon J.: Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, t. | i ll, PWN, Warszawa 1979.
4. Strek F.: Mieszanie i mieszalniki, WNT, Warszawa 1981.

Bilans nakfadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 75 3,0
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 38 1,5
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 37 1,5
egzaminu)?

! niepotrzebne skreéli¢ lub dopisa¢ inne czynnosci




